Title (en)
METHOD FOR DESIGNING A CRYOGENIC SEPARATION PLANT WITH ARGON PRODUCTION

Title (de)
VERFAHREN ZUM AUSLEGEN EINER TIEFTEMPERATURZERLEGUNGSANLAGE MIT ARGONPRODUKTION

Title (fr)
PROCEDE DE CONCEPTION D'UNE INSTALLATION DE FRACTIONNEMENT DE L'AIR A BASSE TEMPERATURE A PRODUCTION D'ARGON

Publication
EP 3992560 A1 20220504 (DE)

Application
EP 21020277 A 20210527

Priority
EP 21020277 A 20210527

Abstract (de)
Das Verfahren dient zum Herstellen einer Tieftemperaturzerlegungsanlage mit Argonproduktion. Diese Anlage umfasst ein Destilliersédulensystem,
das eine Hochdrucksaule und eine Niederdrucksaule (11) und eine Rohargonsaule. Bei dem Verfahren die Hochdrucks&ule und die
Niederdrucksaule (11) fur eine Design-Einsatzluftmenge ausgelegt, die in einem Normalbetriebsfall in das Destilliersdulensystem eingeleitet wird.
Die Rohargonséule (81) wird fur die Gewinnung von héchstens 70 % der in der Design-Einsatzluftmenge enthaltenen Argonmenge am Kopf der
Rohargonséaule ausgelegt wird. Der Normalbetriebsfall umfasst das Abziehen eines Teils des in der Rohargonsaule (81) aufsteigenden Gases als
Abfallargon (103) an einer Zwischenstelle tber einen Argonabfallabzug.
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